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Monografia prezentuje przeglad literatury i badania wtasne doty-
czace procesu wytwarzania elektrochemicznych powlok kompozyto-
wych, czynnikow wplywajacych na struktur¢ wytwarzanych warstw
oraz wptywu zmian struktury na wtasciwosci takich warstw.

W pracy przedstawiono fenomenologi¢ zjawisk zachodzacych na
granicy faz elektrolit-ciato stale oraz zjawisk strukturalnych wywota-
nych zmianami uktadéow wielosktadnikowych podczas procesu elek-

trochemicznego osadzania powlok Ni-SiC, Ni-PTFE i Ni-SiC-PTFE. KSZTAETOWANIE

Opisano takze opracowanie nowego rodzaju warstw kompozytowych STRUKTURY | WEASCIWOSCI

hybrydowych powlok o $ciskajacych naprezeniach wlasnych i duzej ELEKTROLITYCZNYCH

odpornosci na zuzycie tribologiczne oraz korozjg. NANOWARSTW KOMPOZYTOWYCH
Publikacja moze zainteresowac zaré6wno praktykow, jak i studen- Ni-SiC, Ni-PTFE I Ni-SiC-PTFE

tow studiow doktoranckich. Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Warszawa 2009

Redakcja




